
六甲基二硅氮烷CAS: 999-97-3有机化工中间体原料工厂供应发货

产品名称 六甲基二硅氮烷CAS:
999-97-3有机化工中间体原料工厂供应发货

公司名称 南京辰瑞晟生物医药科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:CRS
型号:CMO
产地:国产

公司地址 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城5幢503-00
8室（注册地址）

联系电话 0571-87428035 15360676961

产品详情

中文名 六甲基二硅氮烷
英文名 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
别名 药用硅氮烷六甲基二硅基胺六甲基二硅胺烷六甲基二硅烷胺六甲基二硅氮烷

六甲基二硅亚胺1,1,1,3,3,3-六甲基二硅氮烷1,1,1,3,3,3-六甲基二硅氮烷电子级
1,1,1-三甲基-N-(三甲基甲硅烷基)硅烷胺

英文别名 HMDS((CH3)3Si)2NHDYNASYLAN HMDSHEXAMETHYLDISILAZANE
Hexamethyldisilazanehexamethyl disilizaneHEXAMETHYLDISILYLAMINE
Bis(trimethylsilyl)amineBIS(TRIMETHYLSILYL)AMINE
1,1,1,3,3,3,-HEXAMETHYLDISILA-1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
1,1,1,3,3,3-hexamethyl-disilazan1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-silanamin

CAS 999-97-3
EINECS 213-668-5
化学式 C6H19NSi2
分子量 161.39
InChI InChI=1/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
密度 0.765
熔点 -78℃
沸点 125℃
闪点 20℃
水溶性 REACTS
蒸汽压 20 hPa (20 °C)
折射率 1.4069
物化性质 性 状 无色透明液体、无毒、略带胺味
产品用途 为阿米卡星药用中间体，是羟基及氨基保护剂；特种有机合成。阿米卡星、盘尼

西林、头孢霉素、氟尿嘧啶及各种青霉素衍生物等合成过程中的甲硅烷基化。硅

https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E6%B0%AE%E7%83%B7
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https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E5%9F%BA%E8%83%BA
https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E8%83%BA%E7%83%B7
https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E7%83%B7%E8%83%BA
https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E6%B0%AE%E7%83%B7
https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E4%BA%9A%E8%83%BA
https://www.chembk.com/cn/chem/1,1,1,3,3,3-%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E6%B0%AE%E7%83%B7
https://www.chembk.com/cn/chem/1,1,1,3,3,3-%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%9F%BA%E4%BA%8C%E7%A1%85%E6%B0%AE%E7%83%B7%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7
https://www.chembk.com/cn/chem/1,1,1-%E4%B8%89%E7%94%B2%E5%9F%BA-N-(%E4%B8%89%E7%94%B2%E5%9F%BA%E7%94%B2%E7%A1%85%E7%83%B7%E5%9F%BA)%E7%A1%85%E7%83%B7%E8%83%BA
https://www.chembk.com/en/chem/HMDS
https://www.chembk.com/en/chem/((CH3)3Si)2NH
https://www.chembk.com/en/chem/DYNASYLAN%20HMDS
https://www.chembk.com/en/chem/HEXAMETHYLDISILAZANE
https://www.chembk.com/en/chem/Hexamethyldisilazane
https://www.chembk.com/en/chem/hexamethyl%20disilizane
https://www.chembk.com/en/chem/HEXAMETHYLDISILYLAMINE
https://www.chembk.com/en/chem/Bis(trimethylsilyl)amine
https://www.chembk.com/en/chem/BIS(TRIMETHYLSILYL)AMINE
https://www.chembk.com/en/chem/1,1,1,3,3,3,-HEXAMETHYLDISILA-
https://www.chembk.com/en/chem/1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
https://www.chembk.com/en/chem/1,1,1,3,3,3-hexamethyl-disilazan
https://www.chembk.com/en/chem/1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-silanamin
https://www.chembk.com/cn/chem/999-97-3
https://www.chembk.com/cn/search/C6H19NSi2


藻土、白炭黑、钛等粉末的表面处理。半导体工业中光致刻蚀剂的粘结助剂。
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